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HOLEX

Set maski za zastitu disnih puteva, filter: P2VC

(D

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 097160 P2VC
GTIN 4045197967367
Razred artikla 02R
Opis

Izvedba:

Klasi¢ne maske za zastitu disnih puteva s unaprijed oblikovanim tijelom maske. Karakteristike
udobnosti poput fleksibilnih kop¢i za nos i mekanih podloZaka od pjene, brinu za dobro
prilagodavanje licu i optimalnu nepropusnost. Trake za glavu koje su pri¢vri¢ene bez spajalica
sprjecavaju iritaciju koze. Sa snaznim filtarskim medijem za smanjivanje otpora kod
disanja. Sa slojem aktivnog ugljena za zastitu od organskog mirisa.

S ventilom za izdisanje.

Napomena:

Ova FFP2 maska filtrira minimalno 94% svih Cestica iz zraka i na taj nacin nudi zastitu od tekucih i
krutih aerosola. Maska za diSnu zastitu FFP2.

Tehnicki opis

Svojstvo maske fleksibilni luk za nos
Ventil da

Sadrzaj 15

Razred zastite FFP2
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